
第 3回 TM5 悪意の商標出願セミナー開催次第 

 

１．日程 平成２８年３月１日（火） 10:00～17:30 

２．会場 日本橋三井ホール （東京都中央区日本橋室町 2-2-1 COREDO 室町１ ５F） 

( http://www.nihonbashi-hall.jp/ ) 

３．主催 日本国特許庁 

４．次第 

午前の部 

10:00～10:10 
開会挨拶 
伊藤 仁 － 特許庁長官 

10:10～10:40 
基調講演 
小塚 荘一郎 － 学習院大学法学部教授 

10:40～11:30 
悪意の商標出願の事例に関する講演① 
SONG Ki-Joong － 韓国特許庁（KIPO）商標審査政策課課長補佐 

11:30～11:40 休憩 

11:40～12:30 
悪意の商標出願の事例に関する講演② 
Ignacio DE MEDRANO CABALLERO － 欧州共同体商標意匠庁（OHIM） 

ASEAN 地域における OHIM 代表（在バンコク）ECAPⅢプロジェクトリーダー 

午後の部 

14:00～14:50 
悪意の商標出願の事例に関する講演③  
SUN Bingwang － 国家工商行政管理総局（SAIC）商標局異議形審処副処長 

14:50～15:40 
悪意の商標出願の事例に関する講演④ 
David HEASLEY － 米国特許商標庁（USPTO）商標審判部審判官 

15:40～16:00 休憩 

16:00～16:50 
悪意の商標出願の事例に関する講演⑤ 
佐藤 淳 － 特許庁審査業務部商標課商標制度企画室長 

16:50～17:20 
総括質疑 
モデレータ：青木 博文 － 特許庁審査業務部商標課長 

17:20～17:30 
閉会挨拶 
諸岡 秀行 － 特許庁審査業務部長 

 

http://www.nihonbashi-hall.jp/

